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Sposdb wzmacniania obrzezy dolnych czesci zatrzaskow.

Zgltoszono 17 lutego 1921 r, .

Udzielono 9 pazdziernika 1925 r,
Pierwszenstwo: 26 marca 1920 r. (Czechoslowacja).

‘Wymnalazek dotyczy sposobu wzmacnia-
nia obrzezy dolnych czeéci zatrzaskéw, tak
zwanych czesci sprzegajacych. Obrzeza te
dotychczas wyrabiano w postaci watka
(fig. 1), zapomoca, wttaczania dolnej czesci
zatrzasku, wysoko wyciggnietym brzegiem
2 (fig. 2), do wykroju 3 (fig. 3) w pod-
ttoczce.

Ten rodzaj wyrobu stawal si¢ przez to
drozszym, ze kazda dolna czesé zatrzasku
wykrawana byla pojedyficzo z paska bla-
szanego, nastepnie zostawata do niego przy-
ciskana i dopiero wtedy wprowadzana do
wykroju 3 (fig. 3) specjalnego narzedzia
przymykajacego, w nalezytej pozyciji.

Stosownie do niniejszego wynalazku po-
grubienie obrzeza 4 (fig. 4), osiaga sie przez

to, ze cze$é blachy 5, przed wykrojeniem
dolnej czesci zatrzasku z paska blaszanego,
stosownie do fig, 6, zostaje w ten sposéb
pogrubiona, ze po wykrojeniu gotowego ka-
watka (dolnej czeéci zatrzasku) jest on
mocniejszy, niz blacha uzyta do jego wyrobu.

_Fig. 7 przedstawia pasek materjatlu z
ktérego, odpowiednio do stopniowego wy-
twarzania, wyrabia si¢ dolne czeéci zatrza-
skéw 8 z wysoko wyciagnietym brzegiem 5,
dalej dolne czesci zatrzaskéw 9 z pogrubio-
nym juz brzegiem 4, i wreszcie otwory wy-

‘krojone 10, ktére pozostaja w pasku ma-

terjalu po wykrojeniu dolnych czesci za-
trzaskow.
Fig. 8 przedstawia rzut poziomy czesci

.paska. stosownie do fig. 7.
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Zastrzezenie patentowe. ska blaszanego tak, ze ten w gotowym i wy-
krojonym kawalku jest mocniejszy, niz
Sposéb wzmacniania obrzezy dolnych blacha uzyta do jego wyrobu.
czesci zatrzaskéw, znamienny tem, ze pod- '
niesione, wyciagnigte obrzeze (5) pogrubia Waldes a spol

sig, przed wykrojeniem dolnej czescil z pa- Zastepca: M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

Druk L. Boguslawskiego, Warszawa.
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